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Urzadzenie do jednoczesnego nanoszema kilku warstw cieczy
na ruchome podloze

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do jednoczesnego nanoszenia kilku warstw ¢ieszy na ruchome
podioze, przesuwajgce sie¢ w ptaszczyznie poziomej, stosowane zwtaszcza w przemysle fotochemicznym przy
produkcji barwnych materiatéw swiattoczutych.

Dotychczas istniejgce urzadzenia sktadajg sie z szeregu. termostatowanych, $cisle ze sobq dopasowanych
pionowych ptyt, zmontowanych w jedng catosé zwang dalej ekstruderem, w ktérego szczelinach o statych
niezmiennych grubosciach ciecze ptyna pionowo do gdry, a nastgpnie sptywaja po plasklej powierzchni,
nachylonej pod katem do poziomu, tworzac wielofazowa warstwe cieczy, ktéra ze zwisajgcego memsku
tworzacego si¢ w pionowej szczelinie podci$nieniowej jest naktadana na pionowo przesuwajgce si¢ podtoze
' Wada istniejacych urzadzeri jest wystepowanie do$é znacznego mieszania migdzy warstwami w miejscach
wyptywu cieczy z pionowych -szczelin ekstrudera. Wielokrotna zmiana kierunku przemieszczanie sie warstw
cieczy réwniez wptywa na ich mieszanie, co jest szczegdlnie niekorzystne przy produkcji barwnych materiatéw
$wiattoczutych.

Celem wynalazku jest wyeliminowanie znanych wad i niedogodnosci przez skonstruowanie urzqdzema,
umozliwiajgcego w maksymalnym stopniu mieszanie sie naktadanych warstw. '

Istota wynalazku polega na tym, Zze poziome ptyty potfaczone sa uszczelkami o grubosciach, réwnych
szerokosci poziomych szczelin wyptywajgcych, nachylonych do poziomu dociskanego za pomocg odpowiednio
uksztattowanej uszczelki przez pozioma gtadka piyte, tworzac z komorg podcisnieniowg uktad podcisnieniowy
z pozioma szczeling o szerokosci, limitowanej gruboscia uszczelki. \

Zaleta wynalazku w stosunku do znanych rozwigzan jest to, ze eliminuje w bardzo znacznym stopniu
mieszanie migdzy warstwami cieczy i umozliwia dowolng regulacje szerokosci poziomych szczelin ekstrudera, w
ktérych ptyna ciecze, jak réwniez regulacje szczeliny podéi§nieniowej w punkcie nanoszenia wielofazowej
warstwy cieczy na ruchome podtoze, co w znacznym stopniu poszerza zakres jego stosowalnosci.
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Przyktadowe rozwigzanie urzadzenia do jednoczesnego nanoszenia dwu warstw cieczy wedtug wynalazku
przedstawiono na zatgczonych rysunkach, na ktorych fig. 1 przedstawia urzadzenie w przekroju z boku, fig. 2 —
widok urzadzenia od strony pochytej $ciany ekstrudera.

Ekstruder sktada sie z trzech pcziomych ptyt 1,2,3, potaczonych za pomoca uszczelek 9 w jeden blok,
zaopatrzonych w wewnetrzne otwory 4, ktérymi przeptywa czujnik termostatujacy. W ptytach 2 i 3 istnieja
okragte poziome przewody 5, zakoriczone podiuznymi kolektorami 6, powodujagcymi réwnomierny rozptyw
cieczy. Ptyta 3 posiada dodatkowa komore 7, potaczong z uktadem-podcisnieniowym za pomocg kroécow 8.
Odpowiedniego ksztattu i grubosci uszczelki 9 umozliwiajg regulacje szerokosci poziomych szczelin 10, z ktérych
ciecze wyptywaja na ptaskg powierzchnig nachylong do poziomu pod katem a= 20-40°. Sptywajaca
dwui'warstwowa ciecz nanoszona jest na poziomo przesuwajagce sie podtoze 11. Ruchome podioze 11,
przyiegajace do gtadkiej dolnej ptaszczyzny ekstrudera przez odpowiedniego ksztattu uszczelke 12, jest
dociskane gtadka pozioma ptyta 13. Szeroko$é szczeliny podcisnieniowej 14, utworzonej migdzy dolna
ptaszczyznq ekstrudera a ruchomym podtozem 11, regulowana jest gruboscig zastosowanej uszczelki 12.

Zastrzezenie patentowe

Urzadzenie do jednoczesnego nanoszenia kilku warstw cieczy na ruchome podtoze, zbudowane z szeregu
termostatowanych ptyt, zmontowanych w jedng cato$é, tworzaca ekstruder ze szczelinami wyptywowymi,
Znamienne tym, ze poziome ptyty (1), (2) i (3) potaczone sa uszczelkami (9) o grubosciach, réwnych
szeroko$ci poziomych szczelin wyptywowych (10), nachylonych do poziomu dociskanego za pomoca
odpowiednio uksztattowanej uszczelki(12) przez pozioma gtadkg ptyte (13), tworzac z komory
podcisnieniowa (7) uktad podci$nieniowy z pozioma szczeling (14) o szerokosci - limitowanej gruboscia
uszczelki (12).
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